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Vyskum a vyvoj

Trvanie

10/2025 - 09/2027 optimalizovanych

procesov pre vyrobu

Celkovy rozpocet G aAS mOnOkry\S,té lOV
1 053 027,41 Eur 4
metodou VGF

Projekt sa zameriava na vyskum a vyvoj
technologickeho procesu pre vyrobu 4% GaAs
krystalov metodou Vertical Gradient Freeze (VGF).
Cielom je vytvorit’ stabilny a priemyselne
aplikovatelny vyrobny postup pre produkciu
vysokokvalitnych nedopovanych a dopovanych GaAs
krystalov, vyuzitelnych v polovodicovej elektronike

Financovanie zo strany EU
684 467,80 Eur

Spolufinancovany
Europskou uniou






